






















































专利名称(译) 液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US6433842 公开(公告)日 2002-08-13

申请号 US09/537395 申请日 2000-03-29

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

申请(专利权)人(译) HITACHI，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 松下液晶显示CO.，LTD.

[标]发明人 KANEKO TOSHIKI
TAKABATAKE MASARU
OCHIAI TAKAHIRO
TAKAHASHI TAKUYA
TAMURA KATSUMI
ONISAWA KENICHI
CYAHARA KENICHI
TERAKADO MASATOMO
HARANO YUICHI
YAMAMOTO HIDEAKI

发明人 KANEKO, TOSHIKI
TAKABATAKE, MASARU
OCHIAI, TAKAHIRO
TAKAHASHI, TAKUYA
TAMURA, KATSUMI
ONISAWA, KENICHI
CYAHARA, KENICHI
TERAKADO, MASATOMO
HARANO, YUICHI
YAMAMOTO, HIDEAKI

IPC分类号 G02F1/13 G02F1/1362 G02F1/136

CPC分类号 G02F1/136286 G02F2001/13629

助理审查员(译) 阮HOAN

优先权 1999349787 1999-12-09 JP
1999089437 1999-03-30 JP
1999083686 1999-03-26 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

制造液晶显示装置的方法包括以下步骤：在玻璃基板上形成金属薄膜;通过光刻法在金属薄膜上形成抗蚀剂图案;用包括磷酸，硝酸
在7mol％和12mol％之间的范围内的混合物形成的蚀刻剂湿法蚀刻金属薄膜，以及微量氟化铵和氟化氢中的至少一种。 0.01至0.1
摩尔％。
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